ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 2020

22 Fase do Concurso Nacional de Acesso

Estabelecimento: 3112 Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educacéo
Curso Superior: 8307 Artes Visuais e Tecnologias
Licenciatura
OP(;Z\O CANDIDATURA ETAPA COLOCAQAO (contingente) DISTRITO/GAES DE CANDIDATURA
Opcgao Cands. % Cols. % Etapa Colocacéo Cands. %  Cols. % Nota Distrito Origem Cands. %  Cols. %
12 28 27 1 14 17 Geral 103 100 7 100 159,0 Lisboa 83 81 5 71
22 20 19 1 14 Total 103 7 Setubal 707 0 o0
32 21 20 2 29 Leiria 4 4 0 O
42 16 16 2 29 Viseu 2 2 0 o
5a 12 12 1 14 Santarém 2 2 1 14
62 6 6 0 O Beja 2 2 1 14
Total 103 7 Vila Real 1 1 0 0
Viana do Castelo 1 1 0 O
SEXO DOS CANDIDATOS CURSO DO 122 ANO (15 mais frequentes) ~ Coimbra 11 00
Sexo Cands.%  Cols. % Curso 12° ano Cands.% Cols. % Total 103 7
Masc. 34 33 4 57 C64 Artes Visuais 70 68 6 86
Femin. 69 67 3 43 C60 Ciéncias e Tecnologias 6 6 0 0
Total 103 7 P28 Tecnico de Comunicagéo - Marketin 3 3 00
C73 Producéo Artistica 3 3 0 0
- C84 Recorrente - Artes Visuais 2 2 0 0
MEDIAS dos Colocados P37 Técnico de Design 2 2 0 0
Nota de candidatura 164,3 P36 Técrlwico de Desenho D~igital 3D 2 2 0 0
Prova de ingresso 178.4 C71 Dgsgn de Comumc:agao 2 2 0 0
Média do 12° ano 150,1 P17 T(Iaﬁcm?o de A.mmaga'o ?D edD 1 1 1 14
Média do 10%/11° ano 1501 C61 Ciéncias Socioeconémicas 1 1 0 0
C62 Linguas e Humanidades 1 1 0 0
C70 Comunicagéo Audiovisual 1 1 0 0
C72 Design de Produto 1 1 0 0
003 3.2 curso 1 1 0 0
P14 Técnico de Multimédia 1 1 0 0
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